Stacja odwadmgnia osadu — obiekt istniejgcy dyslokowany

FT FT FT FA
of .. @ of ¢
®- —
18PS04 18PS05 *EQ m}g
o 247 247
% Ol 1 2]
istn. istn. istn. -~ == ———["
|
. | Y 18PS06 @
(M) (M) MIEJSCE MONTAZU 18PS01 18PS02 18PS03 | 26.7 Mg
NOWEJ WIROWKI | @
|
istn. |
\VA wirbwka <> wirbwka <> wirbwka () |
Guinard Alfa Laval Alfa Laval 18P507 |
18.3.1 18.3.2 18.3.3 @ |
18HV22 M) 18HV23 () 18HV24 -(M) |
3 | 100P 30
e > L > e > ——r ._@_
i I i |
8 m> /cykl m~ /cykl 8 m>3 /cykl |
: Agregat hydrauliczny
A A A |
i g i > B} i > | - =)
X 18HVO2 X 18HV04 S X18HV06 | -
. T |
kréciec do @(18FTO7 18FTO6 © 18FTO5 |
\V/ przytqczenia <] : /biornik osadow
tymczasowe;j I nadawy na sus
i} 18HV10 | Y
stacji 182417 - X 18HVO7/ 18HVO9 |
odwadniania A :
O 18P05 18P06 18P0/
- N macerato @ @ @ :
T
00 * 18HVOT 18HVO3 18HV05 :
> > > |
18HV19 18HV18 \ |
|
/biornik osadu przefermentowanego - < < :
(obiekt istniejgcy) | \ \ A |
12.2 :
|
|
| Y
_ ~ A |
Q |
polielektrolit T X X X Y : -
LNANN - |
|
v (M) Y |
- —
¢/18FT10 ¢/18FTO9 18108 é’ |
|
|
(4)18P08 (4)18P09 (V)18P10 |
|
X X X |
|
S —— - > - :
|
Stacja przygotowania | dozowania polielektrolitu >  / |
(obiekt istniejqgcy dyslokowany) :
Yy !
r |
|
|
|
(M- |
|
|
. |
18PS08
Wiata I >
0sSad wysuszony recyrkulowany | j @
A | y v
Y |
wysyp pod istniejgca wiatg : 210R11/12
| A
|
L_______{LP
kontener @ __________ ] @ 210P10
- - ———
Oy O -
transportowy NR 2 | |
30 mB A A | A | zbiornik mieszania
: : osadu wysuszonego
©
- dawq
= ] | Z Nna
> 5 |
@ |
18PS12 — |
@ @
< ? > woda ppoz
< Y 20 m3/h
@ © bar f
kontener 8 @
~N
transportowy NR 1 __i @“——i _ 3| \ | ‘
= o
30 m> N . | 5 @ 230H40
| | o - A N N N A
I
> o - | o
8PS0 © | A 230750 || X =
-(M)- -~ s
- A . l o \
/biornik A <>
2 buforowy
> 0 > granulatu
00
= T @ 230H62 osadu
wysuszonego
v — «—
¢ :
Suszarnia osadu
18PS09 @ i
230H60 <>
¥ i
¢ B
@ 230H80
230X70
W v
OZNACZENIA
—— — osady 2350H10  J

2350X20
—— — woda sieciowd

—— — woda technologiczna (scieki oczyszczone)
—— — powietrze

—— — gaz, biogaz

—— — odcieki

—— — polieletrolit

@ — pomiar cisnienia

CI_P — pomiar poziomu



